MINISTERIO DE EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL
COORDENACAO-GERAL DE RELACOES INTERNACIONAIS

RESULTADO FINAL DO EDITAL INTERNO N° 04/2019, REFERENTE A
SELECAO INTERNA DE ESTUDANTE DE ENSINO MEDIO TECNICO
INTEGRADO DO IFRJ PARA CONCORRER A INTERCAMBIO NO
JAPAO POR MEIO DO PROGRAMA SAKURA SCIENCE HIGH
SCHOOL, DA AGENCIA JAPONESA DE CIENCIA E TECNOLOGIA.

CLASSIFICADA E HABILITADA
1- Lais Machado Marins — Curso Técnico em Quimica — Campus S&o
Gongalo - 90 pontos

CLASSIFICADOS, MAS NAO HABILITADOS

2- Myllena Figueiredo Caravana — Curso Técnico em Mecanica -
Campus Paracambi — 85 pontos

3- Luis Miguel Conrado Pereira Ferreira da Silva - Curso Técnico em
Quimica — Campus Duque de Caxias — 83 pontos

4- Maria de Fatima Silveira Mendes — Curso Técnico em Quimica -
Campus Rio de Janeiro — 83 pontos

9- Julio Mesquita Zuazola — Curso Técnico em Quimica — Campus
Duque de Caxias — 82 pontos

6- Jodo Pedro Ferreira Santana — Curso Técnico em Quimica —
Campus Duque de Caxias — 80 pontos

/- Bruno Rocha Ferreira — Curso Técnico em Mecanica — Campus
Paracambi — 80 pontos

8- Ana Szalai de Moura Gongalvez — Curso Técnico em Eletrotécnica
— Campus Paracambi — 80 pontos

9- Thais da Silva Rocha - Curso Técnico em Quimica — Campus
Duque de Caxias — 79 pontos

10- Roberta Pires Aguirre — Curso Técnico em Quimica — Campus Rio
de Janeiro — 78 pontos

11- Yuri Santos Miranda - Curso Técnico em Mecanica — Campus
Paracambi — 77 pontos

12- Clara de Albuquerque Santos - Curso Técnico em Quimica —
Campus Rio de Janeiro — 77 pontos

13- Filipi de Albuquerque Gomes Brasileiro — Curso Técnico em
Quimica — Campus Duque de Caxias — 75 pontos

O critério de desempates adotado pela Coordenagéo-Geral de Relages Internacionais foi o valor mais alto de
coeficiente de rendimento (CR).




ESTUDANTES NAO CLASSIFICADOS E NAO HABILITADOS

Beatriz Candido Nogueira — Curso Técnico em Informatica — Campus Pinheiral —
Justificativa: coeficiente de rendimento abaixo de 8,0.

Gilmar Silva Ribeiro — Curso Técnico em Automagéo Industrial - Campus Volta Redonda —
Justificativa: auséncia de documentos comprobatorios (Historico Escolar e Certificado de
Proficiéncia).

Caio Paes Godinho Lemos da Silva — Curso Técnico em Petroleo e Gas — Campus Duque
de Caxias — Justificativa: coeficiente de rendimento abaixo de 8,0.

Jodo Gabriel Pereira da Silva — Curso Técnico em Mecanica — Campus Paracambi —
Justificativa: coeficiente de rendimento abaixo de 8,0.

Miguel de Andrade Oliveira — Curso Técnico em Eletrotécnica — Campus Paracambi —
Justificativa: coeficiente de rendimento abaixo de 8,0.

Pedro Carvalho Ramos - Curso Técnico em Automagao Industrial - Campus Volta Redonda
— Justificativa: coeficiente de rendimento abaixo de 8,0.

Obs. 1: A primeira colocada deste edital interno sera indicada ao Conif pela Coordenagéo-Geral
de Relagdes Internacionais do IFRJ, conforme disposto no Edital Interno n°® 04/2019.

Obs. 2: Em caso de novos editais do Conif em que nédo haja tempo habil para selegéo interna, os
outros candidatos classificados (mas né&o habilitados) deste processo seletivo poderdo ser
indicados por esta Coordenagéo para participar de outros programas de mobilidade internacional,
de acordo com o perfil da(s) vaga(s) e obedecendo a ordem classificatéria aqui apresentada.
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Coordenador-Geral de Relac¢des Internacionais

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019.



